
 

 وري   لایه نشانی غوطه

دهی لایه نازك به روش شیمی تر، روش    هاي رسوب در میان روش
دهـی     هاي تجاري پوشش ترین روش وري از قدیمی نشانی غوطه لایه

توان به سه مرحله  وري را می نشانی غوطه ش لایهرورود.   به شمار می
 زیر تقسیم کرد:

نشان و زمان سکـون: در ایـن         فرو بردن زیر لایه در محلول لایه.1
نشـان فـرو بـرده         مرحله، زیرلایه با سرعت ثابت داخل محلول لایه

شود تـا     داشته می شود و به مدت زمان مشخصی در محلول نگه می
نشان وجود داشته  زمان کافی براي برهمکنش زیرلایه و محلول لایه

 نشان تر شود.  باشد و زیرلایه کاملا توسط محلول لایه
کشیدن زیرلایه به سـمـت      کشیدن: با بیرون  دهی و بیرون . رسوب 2

نشان، لایه نازکی از محلـول بـر      بالا و با سرعت ثابت از محلول لایه
 کند.   نشیند و محلول اضافی از سطح ریزش می روي زیرلایه می

نشان، لایه نازکی بـر روي       . تبخیر: با تبخیر حلال از محلول لایه  3
شود. پس از آن، باید عملیات حرارتی انجام شود   زیرلایه تشکیل می

تا اجزاي آلی باقیمانده آن بسوزد و اکسیدهاي عاملی کـریسـتـالـی     
 شوند. 
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